
ReLeSR™的优势：

•• 化学成分确定，不含酶的配方

•• 选择性地使未分化的细胞从培养皿上脱落

•• 无需手工刮擦即可轻松生成大小最合适的聚集体

•• 与应用密闭容器的培养过程相兼容

•• 与mTeSR™1和TeSR™-E8™配合使用

对人多能干细胞（hPSC）进行传代的常规流程耗时耗力，通常包括以下步

骤：通过手工方法吸取或刮擦以去除分化的细胞，接着解离贴壁集落，使

它们从基质上松脱，最后将其刮擦下来以形成细胞聚集体。用单细胞进行

hPSC传代的方法相对更简单一些，但目前仍主要推荐基于聚集体的标准

传代方法，因为使用单细胞反复传代会导致染色体畸变的累积1。

ReLeSR™是一种无酶的试剂，用于解离和传代hPSCs，且无需手工选取

和刮擦聚集体。使用ReLeSR™传代hPSCs可轻松生成大小最合适的聚

集体，且可避免人手操作所导致的困难和差异。另外，由于无需再进行刮

擦，ReLeSR™可与培养瓶或其它密闭容器相兼容，因此能实现大规模及

自动化的培养。
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传代流程对比

图1.•ReLeSR™传代流程免去了操作困难且耗费时间的步骤，因此能轻
松实现大规模培养。

4块6孔培养板的总表面积（230 cm2）与1个T225培养瓶的表面积（225 cm2）

相当。TeSR™ = TeSR™系列培养基（mTeSR™1、TeSR™-E8™）。
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ReLeSR™(分钟) (分钟)

  8 - 12 分钟 / 每1块6孔培养板 
  8 - 12 分钟 / 每1个T225培养瓶

  15 - 50 分钟 / 每1块6孔培养板 
42 - 178 分钟 / 每4块6孔培养板
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图3. 通过使用ReLeSR™进行传代，可以挽救质量很差的人多能干细胞
培养物（含有较高比例的已分化细胞）。

(A)•质量很差的hPSC培养物，包含~50%的未分化细胞。•

(B)•使用ReLeSR™传代后，大部分已分化的细胞已经从培养物中被去除，在下一代

培养末期时未分化的细胞可高达>90%。•
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图4. 使用ReLeSR™可选择性地使未分化细胞脱离培养皿，留下未重编
程的细胞，从而轻松将新生成的人iPS细胞集落分离出来。

(A)•将TeSR™-E7™重编程培养物使用ReLeSR™进行处理，从而分离推定的iPS细
胞集落，留下未被重编程的和已分化的细胞。(B)•在第一代培养末期时，培养物中含

有高比例的未分化细胞。
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图2. 通过使用ReLeSR™可实现无需手工选取而从多能干细胞培养物中选择性地使未分化的细胞脱落。在震荡/拍打培养器皿后即可生成大小最合适的聚
集体。

(A)•可以进行传代的hPSC培养物。注意未分化的hPSC集落边缘存在已分化的细胞。(B)•在ReLeSR™中孵育后，未分化的hPSC集落开始从培养器皿上脱离。已分化的细胞仍

继续贴附于培养皿上。(C)•在震荡/拍打培养器皿后，未分化的细胞完全从培养器皿上脱离。(D)•未分化的hPSC细胞被打散成适于重新接种大小的聚集体。

选择性地使未分化的细胞脱落
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